Praca sa zaoberd tenkymi epitaxnymi vrstvami oxidu céru (CeO,y) a oxidu céru s
nanocasticami platiny (CeOs/Pt) pripravenymi na substrate Cu(111). Povrch vrstiev bol
charakterizovany pred expoziciou molekulami etanolu, po expozicii, po ohreve v . UHV
na 725 K a po ohreve na 725 K v O, atmosfére pri tlaku p = 5 x 10~7 mbar pomocou
met6d LEED (nizko-energeticka elektronova difrakcia), XPS (rontgenova fotoelektronova
spektroskopia) a STM (skenovacia tunelovd mikroskopia). Vrstvu CeOg/Pt sme okrem
etanolu vystavili aj 2 mbar metanu a 2,5 mbar zmesi metanu a kysliku v pomere 1:1.
Tento povrch sme pozorovali pomocou metédy NAP-STM za zvysSeného tlaku plynov.

Zo ziskanych vysledkov vyplynulo, Zze jednoduché organické molekuly pri izbovej tep-
lote na povrchu vytvaraji stavisli neusporiadant vrstvu. Vyraznejsie vrstva CeOgy s or-
ganickymi molekulami interaguje pocas ohrevu v UHV, kedy atémy uhliku desorbujui z
povrchu a cér sa redukuje. Po ohreve v kysliku sa cér reoxiduje. Aj po reoxidacii vSak
povrch obsahuje velké mnozstvo defektov rozneho typu.

Behom skenovania povrchu za pritomnosti zmesi kysliku a metanu bolo pozorované
vyrazné zvysenie jasu okolia doménovych rozhrani vrstvy oxidu céru. Tento efekt bude
podrobnejsie skiimany v nasich buducich experimentoch.



